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Introducao:

A zirconia apresenta uma condutividade térmica ligeiramente mais baixa do que a alumina e substancialmente mais baixa do que as ceramicas vitreas (Swain et al., 1986%).
Por isso, durante as queimas de ceramica de recobrimento, esta aumenta e diminui de temperatura mais rapidamente do que a estrutura. A condutividade térmica e
também dependente da densidade, ou seja, uma zircénia menos densamente sinterizada e com menor densidade terd menor condutividade térmica (Tan et al., 20122). E
sabido que a cor das restauracOes € afectada pelo ciclo de queima (temperatura/incremento) (Ozturk et al.,, 2008°), mas esse comportamento nao € conhecido nas
restauracoes com estrutura de ceramica de alta resisténcia. Na literatura é referido que dados de comparacao sobre o efeito dos protocolos de queima sao escassos (Tan et

al., 20122).

o o
Objetivos:
Investigar in vitro a influencia da alteracao do protocolo de queima na transmissao direta de luz (T%) de restauracoes de ceramica fabricadas com diversas infraestruturas
de materiais ceramicos de alta resisténcia.

Materiais e meétodos: Foram utilizados dois Foi efetuada espectrofotometria de transmissao
C; g 5 4 belP Al PAT belP protocolos de sinterizacao da direta parcial no intervalo de 380 nm a 800 nm
Z.mC,O , ]105 OS5 (nli?’)ZR\f\/ 1\110 _;, ioce_l:ra F mmtab (N ZUZ)i{Tl;/I\(I) eProtier? ceramica de recobrimento, o do do espectro do visivel, com 1 nm de intervalo. A

jreoma brancd ( ), Ice-Zirkon-Iranslucent branca ( ) e rg au fabricante e um alternativo medicao regista a percentagem de transmissao
Z1rcon}1f1 plgmlenteflda fla cor 5 3t(ZZRPC)’ com ,12 n‘}vm 1@ Zels\]%gssura © %;L com -10°C de incremento de (T%) para aquele intervalo (Fig. 4). As medicOes
P (Figura . ), foram FECODELTOS COI tetainiva VVIEIand YR na cor temperatura (35°C) e foram realizadas na etapa de estrutura e apos a
(Vitapan — Vita Zahnfabrik, Alemanha). O recobrimento foi feito aplicando arrefecimento lento até  aos camada final de glaze.

varias camadas sucessivas de ceramica (liner + 0,1 mm; dentina + 0,9 mm,; 0 :
. . . 600°C (Fig. 3).
incisal + 0,2 mm; glaze) numa espessura final de 1,6 mm (Fig. 2).

NobelRondo Alumina NobelRondo Zirconia
Protocolo | Protocolo | Protocolo Protocolo
H H - Fabricante | Alternativo | Fabricante | Alternativo
Pré-aquecimento 5750C 5750C 5750C 5750C
Secagem 8 min 8 min 8 min 8 min
Incremento 550C 450C 450C 350C
——— — — A area de passagem de luz foi estandardizada
a b C d iner woc | IO | oo | B atraves de um acessorio de acrilico opaco preto,
Denting e | owc | o | oo que apresenta um orificio de J12mm para
Incisal 9000C 9000C 9000C 900°C encaixe da amostra e outro orificio de J7mm
Claze 8301 | 8B0IC | 880°C B30C para a passagem de luz (Fig. 5).
Vacuo:
iner/Dentina/Incisal | 50 hPa 50 hPa 50 hPa 50 hPa
Glaze 0 hPa 0 hPa 0 hPa 0 hPa
Manutencao 1 min 1 min 1 min 1 min
Arrefecimento 0 min 650°C 0 min 650°C

Foi efetuada estatistica descritiva de T% nas duas etapas.
Os dados foram também analisados com testes nao parametricos segundo Mann-Whitney para avaliacao da influéncia do protocolo apos o glaze.
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TABELA DE VALORES MEDIOS E DESVIO PARAO NPALU NPALU NPZRW NPZRW ZZRTW ZZRTW  ZZRPC  ZZRPC NPALU NPALU NPZRW NPZRW ZZRTW ZZRTW  ZZRPC  ZZRPC
. ' i s s =~ ALT ALT ALT ALT ALT ALT ALT ALT
Material Protocolo Estrutura Glaze Diminuicao
de queima Média (DP) Média (DP) Estrutura/”Glaze”
Alumina | NPALU | Fabricante 0,36 (0,015) 74% .. ) .. ..
. . - Para os materiais NPALU, NPZRW e ZZRTW o protocolo alternativo permitiu observar valores estatisticamente
NPALU | Alternativo 0,39 (0,013) 72%
Zr Branca | NPZRW | Fabricante 021(0007) | 70% mais elevados (p=0,008), que os obtidos com o protocolo do fabricante.
NPZRW | Alternativo 024(0008)  67% - A %T foi praticamente constante (=0, 24%) para todas as zirconias no protocolo alternativo.
ZZRTW | Fabricante 020(0021) |  74% - A influencia do protocolo de sinterizagao sobre a transmitancia foi dependente do material de infraestrutura.
ZZRTW | Alternati 0,24 (0,00 68% : ~ . C , L. :
, — Sl - No material ZZRPC nao foram encontradas diferencas com significado estatistico (p=0,095) entre os dois
Zr Colorida | ZZRPC | Fabricante 0,22 (0,014) 68%
ZZRPC | Alternativo 0,24 (0,015) 67% prOtOCO]‘OS .

Conclusao:

VI O protocolo de queima alternativo com menor incremento e arrefecimento mais lento fez aumentar a translucidez de todos os materiais,

uniformizando a T% de todas as zirconias.
VI O material ZZPC foi o tinico que nao foi afetado de forma significativa na T%, pelo protocolo alternativo.
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